
V předložené práci studujeme růst a vlastnosti tenkých vrstev připravených za pomoci šikmé depozice
magnetronovým naprašováním. Popisujeme konstrukci nízkotlakého magnetronu. Studujeme vliv
depozičních podmínek na tvorbu sloupcovité struktury pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.
Popisujeme tvorbu sloupcovitých struktur z kovů, kompozitů kovplazmový polymer a plazmový
polymer. Charakterizujeme vliv depozičních podmínek na povrchovou drsnost za pomoci AFM.
Určujeme chemickou strukturu kompozitních a plazmově polymerních vrstev za pomoci XPS a
infračervené spektroskopie.


